
現状：電子励起によるグラファイトから
ダイヤモンドの創製法の第一原理デザイン
●内殻励起および価電子励起によりグラファイト
を不安定化し、常温常圧下でダイヤモンドを創成
する方法をデザインし、実証した。 

将来展望：励起状態を利用したナノ
ファブリケーション法やナノダイナ
ミックスによる新機能ナノデバイスの
デザインと創製が可能になる。 
●電子励起によるナノ超構造のデザインと
ナノダイナミックスのデザインにより新機
能ナノデバイスのデザインと実証が可能に
なる。 

Japanese Patent : 3232470 
US Patent : US5891241 
Germany Patent : DE69604976T2 
EU Patent : EP1522530 A1,  
                    EP0752487B1 
China Patent : ZL03812329.0 
Taiwan Patent : 92114330 
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•Boundary Modified DMRG 

•Accel. Conv. Series method

World record of accuracy 

in det. of the Haldane gap. (2009) 
Cf. Ueda & Nishino, arXiv (2009). 

Cf. Nakano & Terai, JPSJ (2009).

 

 
 

 

•Multi-ref DFT beyond LDA. 
•Operator analysis beyond Conf. Int. 

•Up conversion beyond down folding. 
 developed by Kusakabe & Maruyama.

Int. Property of OU (2009). 

Int. Standard.

Knowledge: IP based on rigorous theory 

Skill: World record of accuracy 
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計算機ナノマテリアルデザインチュートリアルの実績
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